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2. The structure and physical properties of borides thin films deposition by rf - magnetron sputtering

Реферат:
1. В дисертації викладено теоретичні та експериментальні дослідження впливу змін характеристик
атомарних, іонно-плазмових потоків та умов конденсації на фазовий склад, структурну довершеність та
властивості плівок, одержаних шляхом іонно-плазмового розпилення мішеней ZrB2 та VB2 за допомогою ВЧ
МРС. Показано, що за умов осадження плівок високотемпературних сполук, головним чинником, що впливає
на склад та структуру плівок є умови переносу розпилених атомів мішені до поверхні конденсації. У зв'язку з
цим, запропоновано механізм, що дозволяє провести моделювання впливу умов транспортування речовини
крізь розрядний проміжок на зміни характеристик потоків атомів, що конденсуються на підкладці. Показано
також, що за допомогою такого моделювання та розрахунків пересичень (за запропонованою у роботі
схемою) можливо здійснити підбір параметрів розпилення та осадження, які найбільш сприятимуть
осадженню плівок з бажаними властивостями. В результаті виділено три основних режими роботи систем
іонно-плазмового розпилення. Експериментально та теоретично досліджено вплив швидкості розпилення
мішені на процеси формування плівок. Наводяться практичні рекомендації щодо одержання епітаксійних та



наноструктурних плівок досліджуваних сполук.

2. The researches of sputtering conditions and condensation condition influence on a phase composition,
structural perfection and properties of films are in the thesis. A film gained by means of through an ion - plasma
sputtering of targets ZrB2 and VB2 by rf-magnetron system. Basic factor, which influences on films composition
and films structure, during an ion - plasma high-temperature compounds condensation, is the mode of sputtering
target atoms to a condensing surface transport. Therefore, mechanism, which allows to realize simulation
transport conditions of substance through a discharge gap, is offered. The changes of the stream characteristics of
condensable atoms can be described through such simulation. Besides the outcomes of simulation and calculation
of supersaturation (according to the scheme offered in the present operation) allow to realize selection of
sputtering and condensation parameters, which are most favorable for obtaining films possessing given properties.
Three main regimes of ion- plasma sputtering systems are selected. The target sputtering speed influence on
processes of creation of films is investigated experimentally and theoretically. The practical guidelines for
obtaining epitaxial and nanocrystallin films of the researched compounds are reduced.
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